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[0001] The present invention relates to a m**k~w 

conducing substrates. It finds partfculi ^ coating of electricafiy poorly 

cores, capsules, granules and beads with ^^^ZS^ P ^ aM ^ ,d ^ e ^ 8u <*«teblet 
[0002J The use of electrostatic techniques to^f^ ! S " ' nC,Ud,n9 P<?wders and dro P»ek of liquid 

known and successful. The coating TsZ J^^ J ^ """^ SUbstra,es - such as ™tal objecte is well 

SET" t0 " and is attracted ^HSH q pa,nt " is e,ectricaHy char9ed by -^^23 

than 10io - 10 15 nn) . P |s have ^ ee 7^'^ co" 0 " 1 *"*. generally those with a resistivfty of more 
^atmem^ 

to give a uniform coat. This method has been found i^l^ ^ ^ er The ^ er ^^^^ 
achieved, and the charge on the powde abates ^S^X^ earthi " 9 ° f *" « has "* 
E h va "™e cores are carried on for example an^^ 

charge to build up. M anea ™ed conveyor belt, the poorly conducing nature of the coresallows 

[0004] Further, the bulk of the Dowdar/o<?<«.io.k^ 
on me c^s. and must either beT^ 

fhicknessofthe coating applied to the corla^ISSl^T ^ ^ S ' ead to no,Mjnifo ^«y in the weight and 
20 P'ays a significant role in L timing ofZ^leale 0 ^^^ in Pa^arvvhenmecore coafing 

[0005, implements have been^^e^ i^^sTT^ '"a** 0 "- 
water poor to spraying with the charged powder. toZ^e the earthing, t Pmposes moistening the cores with 
the powder, once on the surfaces, to remain Even 3T»h~! 9 6 SUrfaCeS of me «*» a "d »° encourage 
powder is wasted and the time neU^Z^?*2 Q '"fT^ ^ remains ineffS 
* [0006J EP 0 307 642 A addresses theX^nf 6 ?^ STSS 15 fo ° ,on 9 for efficient production. 
Piecessuchasp.asficabumpere^ 

and transverse extent of the hoHow workpiece by ^ 
somatrts hollow space is at least for the greater™^ 
bodyfe arranged in the -sultant holloXp^ 

support body and forms a counter-terminal to an el^SttT? . * """^ SUrface of the "°*piece facing the 
[0007J The prasent invention previdTa ^ 

electrically poorty conducting substrate el^t£^£?f °' SUbStrates ' each ^sing an 
the substrates on a support surface to a coSg Z StThS ^SST^ """"" COm ^ 
matena. each substrate being associated with «^^S^ J^^T >t * ^ ° f ««ting 
cally isolated from the remainder of the surface IJhoSnJST ET? °" *• SUpport surface *»** * etectn" 

e*^ 

u^gS 

different to, its surroundings adjacent a source of articulate a ^ isolated from, and preferably at a potential 

being held at a potential difference to JSo^JSEJE 225 ^ a " d the ^ting materia 

of coating material. 0Uler SUfnc,enf t0 0031 the exposed surface of the substrate with particles 

KseS;:^ 

5* IdtnC^lso 3 mTf 7? 0,68 ^ a « 3 P ° tential ^"erent to earth. 
oftheLesrrnoT;;^ 

matenal. Kl ~ 5unace mav 09 at the same potential difference to earth as the coating 

53 'T^zx^t: r ; po,entia ' difference to 

shaped. The field can be '"aX^ -ting materia, and the or each substrate is 

surrounded by a potential difference to earth different to its ™ hi ST* 1 ?* ^ * ° r each substrata * 
differences. Thus, substantially all the coating MM b ZIh ! ^ 3 ! ha ^^ ffbe ^ eenthatwo Potential 
material and avoiding me problems associated 3££t21 L redUC '' n9 Waste of « he ^ting 

[00151 Shaping of the field is achieved bv maZui^^Z 9 °" * SUbstrate s ««™ndings. 

sunoundings and the coating ^^e^Z^^T^^ *° - a ^s«ra«e. its 

— -Id at the same potential difference to eL^S^^T^^T^ 
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' tatang a bad or th. coaling nMrtl AfcoZST. t °" « >»***. toTOd Ibr aSSJE 

««W • pnftM* a Sum. 7^ apparate^i^ST T"T *"» " " aftaoTS 

[0027] Thus, in a different embodiment in^L^d »h a ™ ^ °° atin9s ' side * side. ° eSCanbe 

==a&2=£S3SS~ 

y way or example, with reference to the drawings, in which: 
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Figure 3 shows dla^ZaSme^^ ?T * the appara,us of F * ure 1 5 and 
to the invention. ^"^'P'^ 

with a steel surface and has circuiar d^^tSr^^£^r?^ ^ tt ™* ^ 12 fe of P ,asMc 
by vacuum, as will be explained later 9 ' " in each of which a core can be held 

46, which produces charged dreple^wh^ are JJXSST? J"*" A """P"' 5 '" 9 an ^^tatic spray gun 
difference between the drep.eteand the ^^SS^^^^^^^^^P^ 
comprising a vibrating powder tray 18 for hoMm m!SE^1? the precondrtwning station A is a coating station B 
be coated. Downstream of the eiJSEfR SSlE TIT-* "i*™*" ^ Whteh « « «° 

» by the arrow in Figure 1 . The second drum 12' ^amJuSSSl ***** l ° the fifst dmm 12 - as '"Seated 

be appreciated that in pracOce there will usualfc £ ™rl * * V * exemD,ar y depressions 14 are shown- it win 
the shell 24. and that there may oTse^Sm^7J row ^Z' ST* ^ ta 8 circu ^n,ia. rTai 
continuous shell or several contiguous stete^eZZT r0W f/ cross me "" dth of the drum, whether formed by one 
» *at the complete face of me cor a nd ha ^ 

caseofacircu.artab te tcore. adepressfen J^ ' S ^ Wh ' ,e ,he eo " is °" ° ne d ™- S 

«jedep ft of the depression should besuchas?aT to ^ 

^tingmateriatsoth^ 

Pickup anris26areattachedtomeinnersurfaceofr«h^r ?. but end,n 9 short of the centre of the drum The 
Utc^ermaKea^^^ 

».e core against forces such as gravity, for example a passaoe 2?Z°,nh! depression 14 haa "^ans for holding 

zr jum ": anifo,d 30 which extends w- a X!5S!!£tt£ r ch 03,1 be in «»™«*»*>n js 

of the core feed chute 10 to adjacent the nip between th Trlf, I . « dnJm ,ntenor from ^mediately upstream 
[0036] Afirst. earthed. stations a^teSa^!^. 12 a " d second d ™ m 1* 

to the preconditioning statfon A aTc^ 

M the drum at an angular position conespo^ ^e^a^JlnVT^ to earth fe 

tionary electrodes are at the same radial distance KIlSS B> The ° Uter arcuate surfacaa of the sta- 
ofje moving electrodes. As the she.. 24 £2? E£EE22L2": !! I" !" °' *• pick up a ™ » 
trades sequentially. ne mov,n9 ele ctrodes contact the first and second stationary elec- 

ScoaZ^ 
Kam^^^^ 

second stationary electredes cc^p^T^^^r^ Tha a "9"' a ' locations of the first and 

anc. the vacuum manifold extends from h-S^ESE^ 1 2" * ^ *" * 00nd «*» statio " B "- 
collection chute 22. V upstream of the nip between the two drums to adjacent the core 

I0039J In use. cores are fed continuously to the core feed chute in a ^, 
a depression 14 in the retating she^ 

man**, 30. and so the core is held in the £££ by Z thede P res ^n overlies the vacuum 
^continuestoretatebdngingthecoretotheprecondr^ 
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[0041] The shell 24 continues to rotat* fairi«„ *k 

electa 34 and bringing the core ioZlZ LZTZ^^T T* ^ S8COnd •«'»"•* 
?0M2i a " effeCtiVe,y """"WW Aim S6S ,he pw,ffon ,he surface 

coating statoon may be the same as that at the first, or dSeront l2 ^2?^' The C ° aUn9 at the *«»nd 

be produced.. Such dissimilar coatings can be ^11^11"^ diffe ™% coated surfaces can 

E£ P ™ fe ' a>l>, bMW ~" and »■« b» ateoll * " S " r,den ">' "~ «• •» «Wet agaM 

[0044] In the electrostatic spray auns 1 fi 1 * 

such as poiyethylene glycol or an in aqueous so^o^S^'ST 0 " 8 A,A ' 3 ^'"'^ucting, non-volatile fluid 
interna! diameter 0.05 to 2 mm. The ciXJI-ISiE? at 3 ° f °" 1 to 1 m " min - «° a steel capZy of 
jJJ, Potentialdifference toearth asaa^in adrTp ^ T 7'^ ( " P * 50 kV - 
fromttecapillary toward the core on the dmm; since m«or^ 

core where they are captured. The cores may be held 7!SSiSSl l ° the exposed surf a<* of the 

Proving that they are also at a potential different 

off ' S 3 ^°' en ' la ' difference to earth. The supp^of droplete^om^^ch s ' a fi° na 'y arcuate electrode 

off and earthing the capillary through a resis°o7n^ 

£ZT TK h3rP CUt ° ff ° f *• dr °P ,ets between tablet co^eT ^ ' e3VeS the ^"^"9 station; thl 

vibro "^edand continuously™™^^ k?'"" 9 Wade above each The powder mayS 

*e arc swept by the tablet Jeson"e«tS 

Uie partic.es is triboelectrical charging. The beys areZ^bS ?5 T ^ A " aKema « ive ^ »° charge 
one tray * used to prov.de a bi- or multicolour^ tSSJK «n^na „Z £" 9 3 10 40 mm ^ ,f more tha " 
dijnensions w„, be appropriately different The 

[0047] A preferred powder coating composition is: 
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46.5% by weight 
28.0% by weight 
150% by weight 
5.0% by weight 
5.0% by weight 
0.5% by weight 



[0048] Another preferred powder coating composition is: 



Eudragit RS ammonic-methacrylate co-polymer 

Klucel hydroxy propyl cellulose 

titanium dioxide 

aluminium lake 

polyethylene glycol 6000 

Aerosil 200 colloidal silicon dioxide 
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39.75% by weight 
39.75% by weight 
15.0% by weight 
5.0% by weight 
0-5% by weight 



Eudragit RS ammonio-methacrylate co-polymer 
Klucel (hydroxypropylcellulose) 
Titanium dioxide 
Aluminium lake 

Aerosil (colloidal silicon dioxide) 
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?.»",•»•■ •» «*»• Tl» P.* sto fa .boil " M " boul ,0o » ■» «*""• "» « 

[0051J DropleteareproduLbyas^^ tasourceof 
The gun may be formed of metal ?£2 T*? ^ eteCtriCa,,y to "» *«. (12) 

the coalesced droplets can run into a reXteC^Ma^f" ^ T * toWards 3 baffte « *>wn ^ 

mrt.almomentum.Thisimpingesonan internal baffle^b^ 

The momentum of the droplets produced by the spnTfunTm^^^^ 

substrate is uncharged there will be effective! r?2X? T * 8 d,rection norIna, to *» substrate 44 If the 
applied to the substrate surface the deplete 1 ^Sf tn ° nt ° the SUDS,rate surface - When the charge d 
drying sta«on similar to the fusing *J^£fi££ *"Z° t * C ° a " n9 fe "3K 

omitted in the case of liquid coating material treatme " t apparalus - Tha Partitioning step A may be 

10052] A preferred liquid coating composition comprises* • 



hydroxypropylmethylcellulose 
glycerol 

iron oxide yellow 



70% 
7% 
23% 



in aqueous dispersion. 
[0053] At the fusing or dryina station* r r-> • . 

2££? T 6 3 Unifo - ~^ r SUrfaCeS ,0 *~ »° - *y the 

preferably ,n the infra-red region; the energy Vower re7ufreme„T^h 1 * Pr ° VWed by focused Nation 

J ^^^-usaccordingtotheinven^ 

Claims 

1. Am ethodbfproducingapluralityofcoatedsuh«fr=.f»= 
electrostatica.^ coated by coatfng materiaMhS 

(24) tea coating station (B) at whXey are held Tlf T^" 8 '" 9 Ca " yin9 1,18 Substrates « a supporTsuS 
^associated w«han^^^^^ 

the remainder of the surface, and holding the 2bS£ J££ ,"T Wh ' Ch * etacWca -* i**** Tom 

other sufficient to coat the exposed surface of eS su^Se 9 materia ' 31 3 Dote " tia ' Terence to each 

, A^odaccordingtocteimunwhicheach^ 

^2225^^ the substrate to a coating 
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•> co.. ,b. exposed su *„ « »,. !ute „, ^ MnlMes „ ^ ^ 

*«^»^rrs=^.5c^-e^..^^ 

3B "• * """"""a "> «•"■» «. i" *** to fusing k by healing. 

eoatag slaBon, brt^inj »« elteMWeHe e ^lILIf"*' C °" WSI "S' P*» to bringing Die eubebaWe) to to. 

» A ^'^»^-« aaim! , M13 . inw)lW , mecoaBn!imaiei|aitei|iiu(d 
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(14, 26) at least while it is at the coating station. 

26. A method according to any one of claims 1 to or #. .r*K^ 

27. A method according to any one of claims 1 to ?fi in «,hi«i. «. 
form. a,mS 1 10 26 ' ,n wh,cn «*» ° r each substrate is a solid pharmaceutical dosage 

28. A method according to claim 27. in which the or each substrate is a tablet core. 

29. A method according to claim 27 or claim 28 in nuhM. ^ 
uncoated face. - ■ m whlch 0,6 dosa 9 e f °™ Produced has one coated face and one 

"•iwTm*^ 

" ^ A me,h ° d aCC ° rtin9 10 C,aim 30 - — 31. in which the coatings are of different cotours. 

33. A method according to any of claims 1 to 32 in whi^K 

y or claims i to 32, in which the coating contains biologically active material. 

34. Apparatus for producing a plurality of coated suh«rf™#o. — k 
strata ecstatically coated by iSSSrJrJj^ a " etectrical * P 00 * Acting sub- 
the substrates to a coating station ^S^^SS^ST^ * ? UPP " t ^ (24) f ° r 
coating material, the support surface (24) be no dtoJSSS I ?i 1 ° T SUpplyin 9 Peculate 
is electrical isolated from the remained f^J^Si^^SS^ 1 ^^^^ 
coating material at a potential difference to each olheT' " 9 "* SUl>S,rateS and tne P"**** 

37. Apparatus according to Cairn 36. in which the electric field shaping device surrounds the substrate. 
^ 38. Apparatus according to any one of claims 34 to 37. in whfch the support surface is conductive. 

« 42. Apparatus according to claim 41. in which the fusing station comprises a heater. 

* 44 

between the preconditioning stattoHno tE^t^S£? anda ^W( 24 ) ^conveying the substrate! 
coating station. 6 C ° a, ' n9 stabon ' ,ne Preconditioning station being upstream of the 
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" ^ sup^^ — W ~ - — c spray gu „ 

34 10 ^ inC,Udi " 9 3 " each disposed to 

47. Apparatus according to claim 46. in which the e.ectrodes (16. 26) form par. of the support surface. 

48. Apparatus according to any one claims 34 to 47. in which the support surface is continuous 

51. Apparatus according to ctaim 50. in which the areas (14) are depressions in the said surface of the drum. 

53 " CKS!S nfcB 10 ° f C,aimS 50 ,0 52 ' 3 — device tor holding the suites on the 

der of the drum surface. 0 " S (14)> 6aCh ° f which is Metrically isolated from the remain- 

55. A drum acoording to claim 54. in which the individual locations (14, are depressions in the surface of the drum. 
Patentanspruche 

1 ' SesS^^^ b h 6S h C r teten Sub ^"- von denen jedes ein elektrisch schlecht 

dasVerlahrenumfa^ 

viduellen Stale (14) zugeordnet MO^^S^^^^ Werde "' wobei j edes Substrat einer indi- 
der Oberflache feoliert fst una Tregeroberilache vorgesehen is. und die elektrisch von dem Rest 

dtiTo^ 

3. Verfahren nach Anspn.ch 1 oder Anspruch 2. bei dem der Rest der Tr.geroberflache elektrisch leitend tet. 

nachbart zu einer Quelle eines Mom loan ZZXT^*™ V °" ^ Um 9 ebun 9 is ° lfert "e- 

das Beschichtungsmateria l aS ^ PoTi™ ^' S , 9eha ' ten "** wobei das Subs »* «"d 

Obe^chedesSubs^mitParti^r^^^^ 

6- Verfahren nach Anspruch 4 oder Ansproch 5. bei dem das Substra, bei der Beschichtungsstation (B) von einer 
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**** «»de„ Trageroberfldctie B 4, ^ M , ^ _„„ ^ ^ 

11. Verfehren nach einem der Anspruche 1 bis m h*i • 
den Subs^en) und dem B^h^^J?^^^^^- * **. AnWebstoaft zwfechen dem, 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bk 11 ^ 

getragenistundmitihrine.ektnihem Kon^^^^ f UbStrat ™ *» &»o* (14, 26) 

Umgebung isoliert ist. ^ WObei das Substrat ansonsten elektrisch von seiner 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 12 bei d* m M » 
venschiedenen Potential befinden. ' m S '° h d ' 6 Besch,c "t«ngsmaterialpartikel auf einem von Erde 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 1 •? hoi a.™ • 

1S v rf h ' 1blSl3 ' te,deme,nepuVe ^Be S chichtun g smate ri a.ven.ende«wi^ 

25. Verfahren nach einem der Ansc-ruche 1 hi* 9ii w w 
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26. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 25 H ac * , 

einer Beschichtung auf eine erste Oberflache Z fs2E^^^^^ 8,l ^ nach dem Aufbringen 
Oberflache des oder jedes Substrats umfasst AUfbnngen einer B ^hichtung auf eine zweite 

28. Verfahren nach Ansp.cn 27, bei de m das oder iedes Substrat ein Tablettenkern ist 

29. Verfahren nach Anspruch 27 oder AnsDruch ?h Kc- h 
eine unbeschichtete Seite besitzt. 8 her 9 esteHte Dosierfom. eine beschichtete Seife und 

«*ei <«• TriserobetlBA. (24) mit ein.rM.h~Z *»™«" rtesr*icrrnrrrr)srrrarnrfal gehalttn warden 

von den, Res, d-SiS^STjT ^ <"" * ~ «^£r 

36. Vorrichtung nach Anspruch 34 oder An<;nn .rh « ^ ■ ^ . 

38. Vomchtung nach einem der Anspriiche 34 bis 37 bai ri„r Hi» T - 

°* D,s J '' 661 der <*» Trageroberflache leitend ist 

FHn.arrf.eisr. e pmverorerten BnecneWunnsmaienale auf Mem Sribarratzri einem 
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46. V^klta, naohelnemderAn8pnlcli«34bi8 47, beiderdle kontatertch «. 

Moo zu torw, W ™ * " m *" &*>*°« von da, BdschicMungsfflaaon zu dar Schmelz. 

51. tmfM w w , ^ „„ ^ (M) VWe(un9en fc ^ ^ sw 

engeortn,, a. dass Subsdatd, * \Z W^IL mill T ™ WI " 2U *' <«> 
tCSK SSt ' M >* K - * - <— — ■«■. » H_ ders^ auf da, 

™ dam Res, da, T^a^dZTalS ™ S '*" " 4 ' ™" »* 

Revendications 

1 SEES 

des substrats sur une surface pSSS^^SS iT^* ""P"""* te ^sport 

fac^nadjac^niea unesourcede mateSuderS^ (B) k^"* laqu- i,S 80,11 D,ac6s d « 
particulier (14) prevu sur la surface porteuseq^ 

substrats et du materiau de rev§tementS url ? . ? dU reSte de ' a Surface ' et ,e maintie " *»• 

accessible de chaque substrat * P ° tent,el m,,,ue,,e suffisante P°" r revetir "a surface 

2 " l^tt^ST" 1 ' ^ ^ ^ "** 6St * UOe d * P— P- rapport au 

3 ' SST 1 rUne ^ reVendiCaU ° nS 1 6t 2 ' *" ^ * — * 'a surface porteuse est etectriguemen, 
4 ' £?2 SS^^^S^ P^aceutloue covenant ,e transport du substrat a un 
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IZsZuTZ^ mU,Ue " e SUfffeante P ° Ur rev6tir ' a 8Urface acCesSibte du P* - Par«cu.es 

5 ' Sure Se '° n b reVendiCati ° n 4l dans l « K > ue ' ,e substrat est « ^rence <** Potentiel par rapport a ce qui 

6. Preced6 selon I'une des revendications 4 et 5. dans lequel. au poste de revetement (B), le substrat est oorte oar 
una surface porteuse (24) qui est electriquement conductrice mais il en est isole elecJqu^enT 

9. Precede selon I'une des revendications 1 a 8. dans lequel le champ electrique entre le materiau de revetement et 
le ou chaque substrat est conform* de sorte qu'il est dans un puits de potentiel. revetement et 

10 'P^^ 

11. Proc6d6 selon Pune des revendications 1 a 10. dans lequel sensiblement la seule force motrice entre le ou las 
substrat(s)etle materiau de revetement est electrostatique. entre le ou tes 

12 ' r.^? d * Se '° n rUne ?" revendications 1 a 11. ^ns lequel le ou las substrats sont portes par et en contact 

tSSH ave0, une (14, 26) - le ou chaque substrat etant par ai,,eure iso,e SITS 

13 - jt*^ 1 a 12, dans ,equei ,es particu,es de matenau de - * » 

14. Precede selon rune des revendications 1 a 13. dans lequel est utilise un materiau de revetement en poudre. 

15. Precede selon la revendication 14. comprenant en outre le transport du substrat revetu a un poste de fusion (C) 
ou la poudre sur le ou chaque substrat est fondue en un revetement uniforme. ( ' 

16. Precede selon la revendication 1 5. dans lequel la fusion s'effectue par chauffage. 

18 " 222 Se ' 0n l '" ne j c ' ue,conc ' ue des revendications 14 a 17. comprenant en outre, avant le transport du ou des 
lequel la surface accessible duou des substrats est revetue d'un liquide favorisant la capture. 

20 ' » r n?ucfeur e ' 0n '' Une reVe " diCa,i0ns 18 et 19 ' dans *«- >« "M* ^vorisant la capture est partie.lement 
21. Precede selon rune quelconque des revendications 1 a 13. dans lequel le materiau de revetement est liquide. 
*"pa7^ 

23 ' roS d ?2r t,nU ^ 13 reVendiCatfon 22 ' danS ,eque ' 18 ° u ,es substrats sont P° rt6s P* ^ surface d'un tambour 
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24. Procede continu selon I'une des revendications 22 et 23, dans lequel le ou chaque substrat est maintenu dans un 
creux (14) de la surface, le creux etant electriquement isole du reste de la surface. 

25. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 24, dans lequel le ou chaque substrat est maintenu en 
contact avec une electrode (14, 26) au moins pendant qu'il se trouve dans le poste de revetement. 

26. Procede selon i'une quelconque des revendications 1 a 25, comprenant en outre le retournement du ou de chaque 
substrat apres application d'un revetement a une premiere surface du substrat et ('application d'un rev§tement sur 
une seconde surface du ou de chaque substrat 

27. Procede selon i'une quelconque des revendications 1 a 26, dans lequel le ou chaque substrat est sous forme de 
dosage pharmaceutique solide. 

28. Procede selon la revendication 27, dans lequel le ou chaque substrat est une ame de plaquette. 

29. Procede selon I'une des revendications 27 et 28, dans lequel la forme de dosage produite comporte une face 
revetue et une face non revetue. 

30. Procede selon I'une des revendications 27 et 28, dans iequel la forme de dosage produite comporte un revetement 
sur une face et un revetement different sur Pautre face. 

31. Procede selon rune des revendications 27 et 28, dans lequel la forme de dosage produite comporte, sur la surface 
d'une face, deux revdtements differents adjacents ou plus. 

32. Procede selon I'une des revendications 30 et 31, dans lequel les revdtements sont de differentes couleurs. 

33. Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 32, dans lequel le revetement contient un materiau bio- 
logiquement actif. 

34. Appareil de production d'une pluralite de substrats revetus, chacun comprenant un substrat electriquement mau- 
vais conducteur revetu de facon electrostatique d'un materiau de revetement, i'appareii comprenant une surface 
porteuse (24) pour transporter les substrats jusqu'a un poste de revetement (B) dans lequel les substrats sont 
maintenus a cote de moyens de fourniture de materiau de revetement en particules, fa surface porteuse (24) 
comportant une pluralite d'endroits individuels (14), chacun d'entre eux electriquement isole du reste de la surface, 
et des moyens de maintien des substrats et du materiau de revetement en particules a une difference de potentiel 
mutuelle. 

35. Appareil selon la revendication 34, comprenant des moyens pour maintenir un substrat a une difference de potentiel 
par rapport au reste de la surface porteuse dans le poste de revetement. 

36. Appareil selon I'une des revendications 34 et 35, dans lequel un dispositif de mise en forme de champ electrique 
est associe a chaque substrat et met en forme le champ de sorte que le substrat se trouve dans un puits de potentiel. 

37. Appareil selon la revendication 36, dans lequel le dispositif de mise en forme de champ electrique entoure le 
substrat. 

38. Appareil selon I'une quelconque des revendications 34 a 37, dans lequel la surface porteuse est conductrice. 

39. Appareil selon Tune quelconque des revendications 34 a 38, dans lequel les differences de potentiel de la surface 
porteuse par rapport a la terre et du materiau de revetement par rapport a la terre sont les memes. 

40. Appareil selon I'une quelconque des revendications 34 a 39, comprenant des moyens (14, 26, 34) de maintien de 
chaque substrat dans le poste de revetement a une certaine difference de potentiel par rapport a la terre. 

41. Appareil selon I'une quelconque des revendications 34 a 40, comportant en outre un poste de fusion <C) en aval 
du poste de revetement (B) pour faire fondre le materiau de revetement sur chaque substrat selon un film. 

42. Appareil selon la revendication 41, dans lequel le poste de fusion comprend un dispositif de chauffage. 
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Xde Ston rUne ^ reVendfca,i0nS - 41 01 42 - «^««nan. en outre u„ poste de refroidissement en ava. du 

44. Appareil selon I'une queteonque des revendlcations 3^ d 43. cornprenant en outre un poste de pr6conditionnement 
(A) pour founw du l,qu,de facilitant la capture a la surface accessible de cheque substrat e KSSrflS 

46 ' ^^! Se ' 0n ^ n ^ qUe,TOnqUedeSrevendirationsM * 45 .^Prenantunepluralited-etec^ 26)placees 
chacune en contact avecun substrat dans le poste de revetement U , ^ P ' aC888 

47. Appareil selon la revendication 46, dans lequel les electrodes (16, 26) font partie de la surface porteuse. 

48. Appareil selon Tune des revendications 34 a 47. dans lequel la surface porteuse est continue. 

51. Appareil selon la revendication 50, dans lequel les zones (14) sont des creux dans la dite surface du tambour. 
54. Tmbo,, Wtow, comm. surfece port.us. <faiO U nappar.llselonH,n.< w elcon(,iiedesre».n(lleMki M 34i M 
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Fig.2. 
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